DuPont Personal Protection

Tyvek® Classic Plus Schutzkleidung

Verzichten Sie beim Typ 4 Schutz nicht auf Komfort.
Tyveke Classic Plus Schutzkeidung jetzt auch mit integrierten Socken und Daumenschlaufe.

Ob beim Lackieren, Polieren, bei leichter Spritzgefahr durch Fliissigkeiten oder
Wartungsarbeiten: Tyvek® Classic Plus ist die optimale Losung fiir Einsatzbereiche,
bei denen dichte Ndhte und eine wirksame Barriere gegen Partikel > 1um besonders
wichtig sind.

M Schutzbarriere
Barriere gegen eine Vielzahl von anorganischen Chemikalien in geringer
Konzentration und Partikel gréf3er 1 pm.
Schutz gegen hoch konzentrierte anorganische oder organische Chemikalien
und Partikel kleiner 1 um bietet Ihnen die Tychem® Schutzkleidungsreihe.

1 Optimaler Komfort
Verzichten Sie beim Typ 4 Schutz nicht auf Komfort. Tyvek® ist luft- und
wasserdampfdurchldssig und somit ,,atmungsaktiv*.
Der Anzug lasst sich auch sehr angenehm tragen und ist tiberaus leicht und flexibel.

M Elektrostatische Ableitung bei korrekter Erdung
Tyveke Classic Plus erfiillt die Anforderungen der EN 1149-1.
Die antistatische Ausriistung ist funktionsfdhig bei einer Luftfeuchtigkeit
von mehr als 25%. Fiir Informationen zum Einsatz von Tyvek® Classic Plus in
explosionsgefdhrdeten Zonen steht lhnen das DuPont Techline Team gerne zur
Verfligung.

1 Schutz vor radioaktiven Partikeln
Der Tyvek® Classic Plus bietet Schutz gegen Kontamination durch radioaktive Partikel**.

VI Dichte Nahte
Hei3iiberklebte Nahte sorgen fiir eine hohe Dichtigkeit des Anzuges.
Tyvek® Anziige des Typs 4 machen sich den besonderen inhdrenten Barriereschutz
von Tyvek® voll zu Nutze, weil die Nahte so dicht wie das Material sind.

Chemikalienschutzkleidung - Catégorie Ill, Typ 4/5/6

Typy Typs Type 6 Elektrostatische Schutz gegen

Schutz gegen fliissige Schutz gegen Begrenzter Ableitung bei Kontamination durch

Aerosole * fliegende feste Schutz gegen korrekter Erdung radioaktive Partikel
|_N EN1149-1 |_B EN 1073-2**

N Partikel* |l Fliissigkeitsnebel*

&)

Einsatzgebiete

des Tyvek® Classic Plus:

M Chemische Industrie * DuPont Piktogramme

M Nuklear-Industrie ** Bjetet keinen Schutz vor radioaktiven Strahlen.
M Reinraum-Anwendungen

M Altlastensanierung

M Industriereinigung und -wartung

M Pharmazeutische Industrie
M Elektronik-Industrie DuPont™

Tyvelk
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Tyvek® Classic PLus ist nun in 2 verschiedenen Modellen erhaltlich:

Tyveke® Classic Plus NEU! Der neue Tyvek®

mit Daumenschlaufen Classic Plus mit Socken

Modell CHA5 und Daumenschlaufe
Modell CHA6

Innovative Details fiir mehr Sicherheit

Tyvek® Reiflverschluss und selbstklebende Reifverschluss- und Kinnabdeckung
fiir eine hohe Dichtigkeit.

Elastischer Taillenbund fiir guten Sitz am Kdrper.

Kapuzenpassform ideal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske.

Heiiiberklebte Naht gewdhrleistet hohe Dichtigkeit.

B850

NEU! An den Armelenden befestigte Daumenschlaufe aus elastischem Gummi.Wird beim
Tragen iiber den Daumen gezogen und eignet sich so ideal fiir Uber-Kopf-Arbeiten oder
bei extremen Armstreckungen, da ein Hochrutschen des Anzugarmes vermieden wird.
Der Einsatz der Daumenschlaufe wird aus sicherheitstechnischen Griinden nur bei der
Verwendung von Doppelhandschuhen empfohlen.

ﬂ NEU! Socken am Beinende zum Tragen in Sicherheitsstiefeln oder —schuhen mit
zusétzlicher Stulpe gewdhrleisten hohe Dichtigkeit.

Farbe: Weif3 mit blau tiberklebten Nahten

Grofle: S - XXXL

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen unserem derzeitigen
Wissensstand, jedoch kdnnen Spezifikationen Anderungen unterworfen

sein. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website
www.dpp-europe.com
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